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TÓM TẮT 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến khả năng phân tán nanosilica trong nước và trong dung 
dịch thụ động Cr(III). Kết quả cho thấy nanosilica phân tán tốt trong nước tại các giá trị pH = 7; 8; 9; 10, trong đó tốt 
nhất tại giá trị pH = 9 ứng với thời gian xuất hiện lắng tủa cao nhất đạt trên 480 giờ, các hạt nanosilica với kích thước 
58nm chiếm phần trăm thấp nhất (0,474%) tại pH = 7 và cao nhất (0,8%) tại pH = 9. Trong dung dịch thụ động S9-5 
(nanosilica: 5g/L; pH = 9), nanosilica với kích thước hạt 87nm, chiếm  0,181%. 

Từ khóa: Dung dịch thụ động, chuyển hóa Cr(III), phân tán nano silica. 

ABSTRACT 

The paper shows the effect of pH on the dispersion of nanosilica in water and in passive solution of Cr(III). Results 
showed that nanosilica dispersed well in water at pH = 7; 8; 9; 10,  among them the best one at pH = 9 corresponding 
to the highest deposition time of over 480 hours, nanosilica particles with the size of 58 nm occupied  the lowest 
percent at pH = 7  (0.474%) and the highest one at pH = 9  (0.8%). In the S9-5 solution (nanosilica: 5 g/L; pH = 9), 
nanosilica particles with  the size of 87nm occupied 0.118%. 
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